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【 ０ ０ ３ １ 】
　 続 い て 、 素 子 形 成 領 域 １ ０ ０ 及 び マ ー ク 形 成 領 域 １ ５ ０ の シ リ コ ン 酸 化 膜 ２ ０ 上 に 窒 化
膜 と し て シ リ コ ン 窒 化 膜 ２ ２ を 同 時 に 形 成 す る 。 シ リ コ ン 窒 化 膜 ２ ２ を 、 例 え ば 、 ジ ク ロ
ロ シ ラ ン （ ） ガ ス を 主 成 分 と す る Ｌ Ｐ － Ｃ Ｖ Ｄ （ Ｌ ｏ ｗ 　 Ｐ ｒ ｅ ｓ ｓ ｕ ｒ
ｅ － Ｃ ｈ ｅ ｍ ｉ ｃ ａ ｌ 　 Ｖ ａ ｐ ｏ ｒ 　 Ｄ ｅ ｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 法 を 用 い て 、 ６ ０ ～ １ ５ ０
ｎ ｍ の 膜 厚 で 形 成 す る 。 こ こ で の シ リ コ ン 窒 化 膜 ２ ２ の 膜 厚 は 、 後 工 程 で 素 子 形 成 領 域 １
０ ０ 及 び マ ー ク 形 成 領 域 １ ５ ０ の 第 ２ の シ リ コ ン 層 １ ６ に 酸 化 部 を 選 択 酸 化 に よ っ て 形 成
す る 際 の 酸 化 阻 止 用 マ ス ク と し て は も と よ り 、 凹 部 を 形 成 す る 際 の 耐 エ ッ チ ン グ マ ス ク と
し て 機 能 す る 程 度 の 膜 厚 と す る （ 詳 細 後 述 ） 。
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